
 
즉시 배포용: 2025년 12월 16일  KATHY HOCHUL 주지사 

 

HOCHUL 주지사, 미일 반도체 R&D 협력을 강화하는 NY CREATES와 SCREEN 간의 

7,500만 달러 전략적 파트너십 발표  

  

Hochul 주지사의 10억 달러 투자와 업계 자금 90억 달러 유치에 힘입어, 올버니 

나노테크 단지는 계속해서 성장의 자석 역할을 하고 있습니다  

  

SCREEN, NY Creates의 새로운 NanoFab Reflection 빌딩에서 10,000평방피트의 

클린룸 공간과 5,000평방피트의 사무실 공간 사용 예정 

  

Kathy Hochul 주지사는 오늘 북미에서 가장 앞선 비영리 주도 반도체 연구개발 센터인 

올버니 나노테크 복합단지(Albany NanoTech Complex)의 소유주이자 운영기관인 뉴욕 

연구, 경제진흥, 기술, 공학, 과학센터(New York Center for Research, Economic 

Advancement, Technology, Engineering, and Science, NY Creates)와 습식 식각 및 세정 

응용 분야의 선도 기업이자 일본에 본사를 둔 반도체 장비 제조업체인 SCREEN 간의 

전략적 국제 파트너십을 발표했습니다. 이번 발표는 미국과 일본의 첨단 기술 생태계 

전반에 걸쳐 첨단 반도체 관련 연구개발 촉진, 협력 확대, 인력 개발 강화에 대한 공동의 

의지를 강조합니다. 새로운 계약에는 현재 건설 중인 Creates의 새로운 NanoFab 

Reflection 건물 내에 있는 10,000평방피트의 클린룸 공간에서 SCREEN이 사용할 수 

있는 권리, Creates의 올버니 나노테크 복합단지 내 5,000평방피트의 사무실 공간, 

그리고 전체 10년간의 연구개발 파트너십 중 처음 3년 동안 예상되는 7,500만 달러 

이상의 지출이 포함되어 있습니다.  

  

Hochul 주지사는 이렇게 말했습니다. "SCREEN과의 이번 새로운 협약은 뉴욕이 반도체 

혁신 분야에서 세계적인 리더십을 이어가는 또 하나의 중요한 이정표입니다. SCREEN이 

NY Creates와 주도 지역에 투자함으로써, 우리의 첨단 기술 생태계는 계속해서 확장되고 

있으며, 첨단 제조업 분야에서 미국의 부흥을 이끌고 있습니다. 뉴욕은 양질의 일자리를 

제공하고, 지역사회를 강화하며, 강력한 혁신 경제를 지원하는 반도체 산업의 리쇼어링 

노력을 주도하고 있습니다."  

  

NY Creates, 엠파이어 스테이트 개발공사(Empire State Development), 그리고 일본 

교토에 본사를 둔 SCREEN Holdings Company Ltd.의 리더들은 12월 16일 도쿄의 

SCREEN’s Monzennakacho 현장에서 Creates의 Dave Anderson 사장, SCREEN 

Holdings의 Masato Goto 사장 겸 최고경영자, 그리고 신설 법인인 SCREEN Advanced 



Technology Center of America(ATCA)의 Ian Brown 사장이 참석한 가운데 공식 

서명식을 통해 이 운영 협약을 체결했습니다.  

  

NY Creates의 Dave Anderson 사장은 이렇게 말했습니다. "Creates는 SCREEN과의 

이번 협력을 시작하게 되어 자랑스럽게 생각합니다. 이러한 협력은 Kathy Hochul 뉴욕주 

주지사가 우리 부지에 10억 달러를 투자하고, 업계 파트너들이 90억 달러를 투자한 것을 

기반으로 하여 추가적인 성장 기회를 유치하고, 일본의 최첨단 생태계와의 강력한 

연계를 더욱 강화하고 있습니다. SCREEN의 새로운 연구개발 센터가 저희 올버니 

나노테크 복합단지에 설립된 것은 뉴욕과 미국에서 반도체 연구개발 및 혁신을 

촉진하려는 공동의 의지를 반영합니다. 또한 저희가 SCREEN에 세계적 수준의 시설을 

제공함에 있어 이번 파트너십 기회를 실현할 수 있도록 도와준 엠파이어 스테이트 

개발공사의 노력에도 감사드립니다. SCREEN의 뛰어난 기술 및 혁신 전문성은 이 

지역의 반도체 연구개발, 인력 개발, 그리고 경제 발전 노력을 한층 더 촉진할 것입니다."  

  

SCREEN의 사장 겸 최고경영자인 Masato Goto는 이렇게 말했습니다. "SCREEN은 

반도체 생산 장비 사업에서 제품 경쟁력을 강화하기 위해 일본 외 지역인 올버니 

나노테크 복합단지에 새로운 연구개발 거점을 설립할 수 있도록 NY Creates와 엠파이어 

스테이트 개발공사 관계자들의 협력에 감사드립니다. SCREEN ATCA는 기존 현장 

임차인, 글로벌 고객 및 파트너와의 협력 능력과 역량을 확장하여 새로운 성장을 위한 

견고한 비즈니스 기반을 구축해 나갈 것입니다."  

  

엠파이어 스테이트 개발공사(Empire State Development)의 사장 겸 최고경영자이자 

커미셔너인 Hope Knight는 이렇게 말했습니다. "Hochul 주지사의 주도 하에, 뉴욕주는 

반도체 연구, 개발 및 제조 분야에서 미국의 부흥을 이끌고 있습니다. SCREEN의 NY 

Creates 내 새로운 센터는 일본과의 강력한 파트너십을 바탕으로 우리 주의 첨단 기술 

생태계 전반에 걸쳐 반도체 혁신을 촉진하는 협력을 이어갈 것입니다."  

 

이번 새로운 파트너십을 통해 Creates와 SCREEN은 미국과 일본의 선도적인 조직들을 

연결하고, 각자의 네트워크를 활용하여 반도체 연구 및 개발 분야의 혁신을 촉진하는 

동시에 서로의 강점을 보완하여 각국의 첨단 기술 생태계를 더욱 발전시키기 위해 

노력합니다. ATCA는 습식 공정 분야에서 열 처리 및 첨단 패키징과 같은 신기술 

분야까지의 요소 기술 검증과 장비 개발을 가속화하는 것을 목표로 합니다.  

  

SCREEN은 반도체 습식 식각 및 세정 공정 분야의 세계적인 선두주자로, 다양한 습식 

공정, 코팅/현상, 어닐 및 이미지 처리 핵심 기술을 보유하고 있습니다. Creates와의 이번 

파트너십은 Creates의 혁신 허브 성공에 기여하는 국내외 파트너 네트워크의 확장에 

일조합니다. Creates의 새로운 NanoFab Reflection 시설이 설립됨에 따라 점점 더 많은 

협업이 가능해지고 있으며, 이 시설은 Creates의 EUV 리소그래피 센터(Lithography 

Center)의 본거지가 될 예정입니다. 현재 이 센터는 표준 NA EUV 리소그래피를 

제공하고 있으며, 2026년에는 High NA EUV 리소그래피 기능도 이용할 수 있게 됩니다.  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fny-creates.org%2Feuv-lithography-center%2F&data=05%7C02%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccb4ad6f1998c453a577908de3cb4902c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C639014943375372702%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=zlM7xjA13J89u%2BjEEA6TF5qL54JlmlHl89e6WXppYO4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fny-creates.org%2Feuv-lithography-center%2F&data=05%7C02%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccb4ad6f1998c453a577908de3cb4902c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C639014943375372702%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=zlM7xjA13J89u%2BjEEA6TF5qL54JlmlHl89e6WXppYO4%3D&reserved=0


31만 평방피트 규모의 NanoFab Reflection은 Hochul 주지사의 반도체 전략 및 NY 

Creates의 올버니 나노테크 복합단지 확장 투자에서 핵심적인 요소로, 이 복합단지는 

이미 미국 최고의 공공-민간 반도체 연구개발 허브입니다. 이 프로젝트는 수백 개의 

새로운 영구 첨단 기술 일자리를 지원하고, 90억 달러의 민간 투자를 창출하며, 대학, 

인력 개발 프로그램, 글로벌 반도체 기업들과의 확대된 파트너십의 힘을 활용할 

것입니다.  

  

주지사는 최근 NanoFab Reflection 시설의 '상량식'에 참석하여 건물 구조의 마지막 철골 

빔 설치를 기념하고, 공사가 일정대로 진행되고 있음을 강조했습니다. 건물의 완공은 

내년 말까지 예상됩니다.  

  

Charles Schumer 상원의원은 이렇게 말했습니다. "SCREEN의 새로운 7,500만 달러 

규모의 NY Creates와의 파트너십은 올버니 나노테크를 반도체 연구개발의 글로벌 

허브로 더욱 공고히 하며, 올버니가 미국 반도체 연구개발을 이끌어갈 곳임을 

보여줍니다. 전 세계의 기업들이 제가 오래전부터 알고 있던 사실 즉, 올버니 나노테크(곧 

Hochul 주지사의 리더십 덕분에 북미 최초이자 유일한 공공 소유의 High NA EUV 센터가 

들어설 예정)에 투자하는 것이 반도체 기술의 새로운 영역을 개척하는 데 핵심이라는 

사실을 인식하고 있습니다. 저는 올버니와 NY Creates의 노력을 지원하는 더 많은 

투자를 유치하기 위해 계속해서 싸워 나갈 것이며, 이는 우리 경제, 국가 안보, 그리고 

기술적 미래에 매우 중요합니다."  

  

NY Creates 소개  

NY Creates는 첨단 전자 분야에서 연구실에서 공장까지 이어주는 교량 역할을 하며, 

기술 개발과 혁신을 위해 민관 및 산학 협력을 촉진합니다. NY Creates는 막대한 투자를 

유치하고, 신흥 기술 분야의 연구개발을 촉진하며, 미래의 일자리를 창출하는 산업 연계 

혁신 및 상용화 프로젝트를 유치하고 주도합니다. NY Creates는 세계에서 가장 진보한 

첨단 시설을 운영하고 있으며, 2,700명 이상의 업계 전문가와 교수진을 자랑하고, 250억 

달러 이상의 공공 및 민간 투자를 관리함으로써 첨단 기술 혁신과 상업화의 글로벌 

중심지에 자리매김하고 있습니다. 자세한 내용은 www.ny-creates.org에서 확인할 수 

있습니다.  

  

SCREEN 소개  

SCREEN Holdings는 반도체 제조 장비(SPE), 그래픽 아트 장비(GA), 디스플레이 제조 

장비(FT), PCB 관련 장비(PE) 등 네 개의 핵심 사업 회사를 총괄하는 지주회사입니다. 

1943년에 그래픽 아트 장비 제조업체로 설립된 SCREEN은 전자 산업으로 사업을 

확장하여, 자사가 제공하는 산업 분야에서 혁신을 주도해 왔습니다. SCREEN의 SPE 

부문은 전 세계 반도체 시장을 위한 웨이퍼 가공 장비의 선도적인 제조업체입니다. 

웨이퍼 습식 식각 및 세정 분야에서 꾸준히 세계 최고 점유율을 유지하고 있으며, 

리소그래피, 어닐링, 계측/검사 시스템 등 반도체 생산을 뒷받침하는 다양한 솔루션을 

제공합니다. 자세한 내용은 www.screen.co.jp/en에서 확인할 수 있습니다.  

  

###  
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